POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Pismo okoélne nr 3/2024
Rektora Politechniki Warszawskigj
z dnia 16 wrze$nia 2024 r.

w sprawie podpisywania dokumentdéw w systemach elektronicznych funkcjonujacych
w Politechnice Warszawskiej

§1

1. Dokumenty tworzone wewnatrz Politechniki Warszawskiej (wewngtrzne) moga by¢
tworzone, przetwarzane, rejestrowane, przechowywane, podpisywane i wysytane w formie
elektronicznej. Dokumenty, ktore zostaly zaakceptowane w systemie EZD, USOS oraz
portalu pracowniczym SAP s3 traktowane na rowni z dokumentami podpisanymi
wlasnorgcznie.

2. W ramach kontaktow Politechniki Warszawskiej z podmiotami zewng¢trznymi, dokumenty
powinny by¢ podpisywane podpisem kwalifikowanym. Podpis kwalifikowany jest
elektronicznym podpisem odpowiadajagcym podpisowi wlasnorecznemu i niesie za sobag
skutki prawne réwnowazne nastgpstwom dokumentow prawnych podpisanych
wlasnorgcznie.

§2

Pismo okélne wchodzi w zycie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inz. Krzysztof Zaremba



